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第１会場
コンコードA
本館５階

第２会場
コンコードB
本館５階

第３会場
コンコードC
本館５階

第４会場
錦

南館４階
  8：00

  9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00　

モーニングセミナー３
8：10～9：10
「生体内に存在するコラーゲンペ
プチド・エラスチンペプチド」
座長：山田　秀和
演者：佐藤　健司
共催：ロート製薬（株） 

中間報告
9：20～10：20
「色素レーザー」
座長：船坂　陽子
演者：河野　太郎

スポンサードシンポジウム１
10：30～12：00
「美容皮膚科におけるレーザー治療
～プロフェッショナルから学ぶ～」
座長：岩崎　泰政，河野　太郎
演者：岩崎　泰政，山下　理絵
共催：佐藤製薬（株）/シネロン・
　　　キャンデラ（株）

ランチョンセミナー７
12：10～13：10
「睫毛貧毛症治療の意義」
座長：大山　　学，宮地　良樹
演者：齊藤　典充，大山　　学
共催：塩野義製薬（株）

スポンサードシンポジウム３
13：20～14：50
「患者満足度を高める美容皮膚診療」
座長：長谷川敏男
演者：宮田　成章，友枝　裕人，
　　　林　　理華
共催：（株）アブソルート/（株）エイム

モーニングセミナー１
8：10～9：10
「尋常性痤瘡における新たな知見
～P.acnesの働き・抗菌薬の役割～」
座長：黒川　一郎
演者：出来尾　格，谷岡　未樹
共催：大塚製薬（株）

サテライトシンポジウム
第５回日本痤瘡研究会学術大会
9：20～10：20
「にきび治療外用薬の使い分け」
座長：宮地　良樹
演者/シンポジスト：
　林　　伸和，小林　美和/
　Sewon Kang，Dae Hun Suh，
　黒川　一郎，谷岡　未樹

シンポジウム２
10：30～12：00
「日本痤瘡研究会との合同シンポジウム
痤瘡の基礎研究」
座長：戸倉　新樹，乃木田俊辰
演者：出来尾　格，佐藤　　隆，
　　　山﨑　研志，岡本　和明

ランチョンセミナー５
12：10～13：10
「聴いて得するニキビ治療の極意」
座長：川島　　眞，川田　　暁
演者：海老原　全，野本真由美
共催：マルホ（株）

スポンサードシンポジウム２
13：20～14：50
「痤瘡治療をトータルで考える」
座長：林　　伸和，窪田　泰夫
演者：山本　有紀，木下三和子，
　　　小林　美和
共催：常盤薬品工業（株）ノブ事業部

ポストコングレスミーティング
15：05～17：05
平成28年度日本美容皮膚科学会
美容皮膚科・レーザー指導専門
医研修会

スポンサードセミナー４
9：20～10：20
「ボツリヌス療法最前線」
座長：川島　　眞
演者：古山　登隆
共催：アラガン・ジャパン（株）

スポンサードセミナー５
10：30～11：30
「化粧品原料の光老化へのアプ
ローチ：molecular levelから使用
実際に沿った臨床まで」
座長：川田　　暁
演者：箱崎　智洋，百田　龍輔，
　　　宮本久喜三
共催；P＆Gイノベーション（同）

ランチョンセミナー８
12：10～13：10
「世界で活躍するALAスキンケア
への応用」
座長：船坂　陽子
演者：加藤　昌志，坪内利江子
共催：ウシオ電機（株）

ポストコングレスミーティング
15：05～16：35
美容クリニックのエキスパート
スタッフ養成講座
日本コスメティック協会 
化粧品検定・コスメマイスター
座長：川島　　眞，宮地　良樹
演者：野間　自子，川島　　眞

閉会式・次期会頭挨拶
14：50～15：05

シンポジウム３
13：20～14：50
「サンスクリーン剤について考える」
座長：錦織千佳子，森田　明理
演者：森脇　真一，菊地　克子，
　　　島田　辰彦，川島　　眞

市民公開講座
16：00～17：30
「知ってますか？お肌の光老化って。」
座長：川島　　眞，宮地　良樹
演者：川田　　暁，錦織千佳子，
　　　森田　明理

モーニングセミナー２
8：10～9：10
「ヒト幹細胞培養エキスとスレッド
リフトの併用治療について」
座長：川島　　眞
演者：古山　登隆
共催：（株）バイオミメティクスシン
パシーズ/リジェンサイテックパシ
フィックリミテッド/ロート製薬（株）

優秀演題発表
9：20～10：50
座長：須賀　　康，坪井　良治

スポンサードセミナー６
11：00～12：00
「結果がでる美容皮膚治療のハー
モナイゼーション」
座長：須賀　　康
演者：野本真由美，吉木　伸子
共催：キュテラ（株）/クラシエ薬
　　　品（株）

ランチョンセミナー６
12：10～13：10
「カバーメーキャップ技術の進歩
と今日から使えるテクニック」
座長：関東　裕美
演者：勝山　智祐，青木和香恵
共催：（株）資生堂/岩城製薬（株）

優秀演題賞表彰
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ポスター会場
花ABCD
本館4階

優秀演題掲示会場
コンコード前
本館５階

ハンズオンセミナー会場
高尾，多摩，武蔵，御岳，津久井，富士

本館42階

企業展示会場
花ABCD/相模

本館4階/本館42階
  8：00

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

高尾：JMEC Café
多摩：（株）プロティア・ジャパン
武蔵：メディカランド（株）
御岳：キュテラ（株）
津久井：サイトンジャパン（同）
富士Ａ：サイノシュアー（株）
富士Ｂ：（株）INFIX

ハンズオン
セミナー

9：00～14：00

企業展示
9：00～14：00

ポスター展示
9：00～14：00

ポスター撤去
14：00～16：00

ポスター展示
9：00～14：00

優秀演題発表
9：20～10：50
第２会場
コンコードＢ
本館５階にて

ポスター撤去
14：00～16：00


